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(54) 이미드, 그의 염 및 그의 용도

요약

본 발명은 하기 일반식(Ⅰ)의 플루오로알킬기 및 플루오로아릴기 함유 이미드 및 그의 염에 관한 것이
다.

상기식중, RF는 1개 내지 18개의 탄소 원자를 갖는 플루오로알킬기, 6개 내지 12개의 탄소원자를 갖는 플

루오로아릴기 또는 7개 내지 18개의 탄소원자를 갖는 혼합 플루오로알킬아릴기이고, 여기서 탄소 사슬에
는 산소 원자가 개입될 수 있고, RB는 1개 내지 30개의 탄소원자를 갖는 알킬기, 6개 내지 12개의 탄소 

원자를 갖는 아릴기 또는 7내 내지 30개의 탄소 원자를 갖는 혼합 알킬아릴기이고 여기서 상기 기의 탄

소 사슬에는 산소, 질소 또는 황 원자를 개입될 수 있고, Y1 및 Y2는 각각＞C=0, 또는 

기를 나타내고, X는 수소 양이온 또는 1가 또는 다가 양이온을 나타내고, m은 0내지 6의 정수이
고, z는 양이온 X의 전화에 대응하는 1 내지 7의 정수이다.

본 발명에 따른 이미드 및 그의 염은 퍼플루오로기를 함유하는 공지된 몇가지 화합물 보다 더 고도한 계
면활성능을 가지고 있으므로 다양한 분야에 응용될 수 있다.

대표도

도1
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명세서

[발명의 명칭]

이미드, 그의 염 및 그의 용도

[도면의 간단한 설명]

제 1도는 실시예 27의 화합물 및 공지된 2종의 퍼플우로 계면활성제에 대하여 물의 표면장력에 대응하는 
계면 활성제의 유효농도를 나타낸 그래프

본 건은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1 

하기 일반식(Ⅰ)의 플루오로알킬기 및 플루오로아릴기 함유 이미드 및 그의 염

상기식중, RF는 1개 내지 18개의 탄소 원자를 갖는 플루오로알킬기, 6개 내지 12개의 탄소 원자를 갖는 

플루오로아릴기 또는 7개이 내지 18개의 탄소 원자를 갖는 혼합 플루오로알킬아릴기에고, 여기서 탄소 
사슬에서 산소원자가 개입될 수 있고, RH는 1개 내지 30개의 탄소 원자를 갖는 알킬기, 6개 내지 12개의 

탄소 원자를 갖는 아릴기 또는 7개 내지 30개의 탄소 원자를 갖는 혼합 알킬아릴기이고 여기서 상기 기

의 탄소 사슬에는 산소, 질소 또는 황원자가 개입될 수 있고, Y1 및 Y2는 각각＞ C＝O,  

또는 기를 나타내고, X는 수소 양이온 또는 1가 또는 다가 양이온을 나타내고, m은 0 내지 6의 
정수이고, z는 양이온 X의 전하에 대응하는 1내지 7의정수이다.

청구항 2 

제 1항에 있어서, RF가 3개 내지 10개의 탄소 원자를 갖는 플루오로알킬기, 6개 내지 12개의 탄소 원자를 

갖는 플루오로아릴기, 3개 내지 10개의 탄소 원자를 갖는 퍼플루오로알킬기 및 6개 내지 12개의 탄소원
자를 갖는 퍼플루오로아릴기로 이루어지는 군에서 선택된 것인, 플로오로알킬기 및 플루오로아릴기 함유 
이미드 및 그의 염.

청구항 3 

제 1항에 있어서, RF가 6개 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 알킬기, 6개 내지 12개의 탄소원자를 갖는 아

릴기 또는 7내 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 혼합 알킬아릴기인 이미드 및 그의 염

청구항 4 

제 2항에 있어서, RH가 6개 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 알킬기, 6개 내지 12개의 탄소원자를 갖는 아

릴기 또는 7개 내지 20개의 탄소 원자를 갖는 혼합 알킬아릴기인 이미드 및 그의 염.

청구항 5 

제 1항에 있어서, Y1 및 Y2가 각각＞C=0 또는 기를 나타내는 이미드 및 그의 염

청구항 6 

제 2항에 있어서, Y1 및 Y2가 각각＞C=0 또는 기를 나타내는 이미드 및 그의 염

청구항 7 
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제 3항에 있어서, Y1 및 Y2가 각각＞C=0 또는 기를 나타내는 이미드 및 그의 염

청구항 8 

제 4항에 있어서, Y1및 Y2가 각각＞C=0 또는 기를 나타내는 이미드 및 그의 염

청구항 9 

제 1항에 있어서,m이 0인 이미드 및 그의 염.

청구항 10 

제 2항에 있어서,m이 0인 이미드 및 그의 염.

청구항 11 

제 3항에 있어서,m이 0인 이미드 및 그의 염.

청구항 12 

제 5항에 있어서,m이 0인 이미드 및 그의 염.

청구항 13 

제 1항에 있어서, X가 알칼리 금속 양이온, 알카리 토금속 양이온, 암모늄 양이온, 모노알킬 치환 암모
늄 양이온, 폴리알킬 치환 암모늄 양이온, 모노아릴 치환 암모늄 양이온, 폴리아릴 치환 암모늄 양이온, 
모노알킬 및 모노아릴 치환 암모늄 양이온 및 폴리알킬 및 폴리아릴 치환 암모늄 양이온으로 이루어진 
군에서 선택된 양이온인 이미드염.

청구항 14 

제 2항에 있어서, X가 알칼리 금속 양이온, 알카리 토금속 양이온, 암모늄 양이온, 모노알킬 치환 암모
늄 양이온, 폴리알킬 치환 암모늄 양이온, 모노아릴 치환 암모늄 양이온, 폴리아릴 치환 암모늄 양이온, 
모노알킬 및 모노아릴 치환 암모늄 양이온 및 폴리알킬 및 폴리아릴 치환 암모늄 양이온으로 이루어진 
군에서 선택된 양이온인 이미드염.

청구항 15 

제 3항에 있어서, X가 알칼리 금속 양이온, 알칼리 토금속 양이온, 암모늄 양이온, 모노알킬 치환 암모
늄 양이온, 폴리알킬 치환 암모늄 양이온, 모노아릴 치환 암모늄 양이온, 모노알킬 및 모노아릴 치환 암
모늄 양이온 및 폴리알킬 및 폴리아릴 치환 암모늄 양이온으로 이루어진 군에서 선택된 양이온 이미드
염.

청구항 16 

제 5항에 있어서, X가 알칼리 금속 양이온, 알칼리 토금속 양이온, 암모늄 양이온, 모노알킬 치환 암모
늄 양이온, 폴리알킬 치환 암모늄 양이온, 모노아릴 치환 암모늄 양이온, 폴리아릴 치환 암모늄 양이온, 
모노알킬 및 모노아릴 치환 암모늄 양이온 및 폴리알킬 및 폴리아릴 치환 암모늄으로 이루어진 군에서 
선택된 양이온인 이미드염.

청구항 17 

제 19항에 있어서, X가 알칼리 금속 양이온, 알칼리 토금속 양이온, 암모늄 양이온, 모노알킬 치환 암모
늄 양이온, 폴리알킬 치환 암모늄 양이온, 모노아릴 치환 암모늄 양이온, 폴리아릴 치환 암모늄 양이온, 
모노알킬 및 모노아릴 치환 암모늄 양이온 및 폴리알킬 및 폴리아릴 치환 암모늄 양이온으로 이루어진 
군에서 선택된 양이온인 이미드염.

청구항 18 

제 10항에 있어서, X가 알칼리 금속 양이온, 알칼리 토금속 양이온,암모늄 양이온, 모노알킬 치환 암모
늄 양이온, 폴리알킬 치환 암모늄 양이온, 모노아릴 치환 암모늄 양이온, 폴리아릴 치환 암모늄 양이온, 
모노 알킬 및 모노아릴 치환 암모늄 양이온 및 폴리아릴치환 암모늄 양이온으로 이루어진 군에서 선택된 
양이온인 이미드염.

청구항 19 

제 12항에 있어서, X가 알칼리 금속 양이온, 알칼리 토금속 양이온, 암모늄 양이온, 모노알킬 치환 암모
늄 양이온, 폴리알킬 치환 암모늄 양이온, 모노아릴 치환 암모늄 양이온, 폴리아릴 치환 암모늄 양이온, 
모노알킬 및 모노아릴 치환 암모늄 양이온 및 폴리알킬 및 폴리아릴 치환 암모늄 양이온으로 이루어진 
군에서 선택된 양이온인 이미드염.
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※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

    도면1
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